
東海大學建築系 107 學年度個人申請入學及轉系考筆試題目  

考試科目：設計基礎一 

考試時間：09:00-12:00   

MASK  

A mask is a covering for all or part of the face of the person wearing it, typically for 

protection, disguise, performance, or entertainment. Masks have been used since 

antiquity for both ceremonial and practical purposes. They are usually worn on the face, 

although they may also be positioned for effect elsewhere on the wearer's body. Yet in 

other ways, mask is another "face". 

 

A mask used for the ngil 

ceremony, an inquisitorial 

search for sorcerers. 

 

A mudman from Asaro with 

his unique clay mask. 

 

A medieval "schandmaske,” or 

mask of shame. 

 

Crooked Beak of Heaven 

Mask, Kawakwaka'wakw. 

 

面具就像一本供人閱讀的書，是一副關於自我的表徵，面具可以是自我的延伸也可以是一種補

充或偽裝，藉此，他人可以認識/誤認面具背後的你/妳。題目要求各位設計一副屬於你自己的

面具，但不是一般認知下的面具，而是做為一種自我主體性的再現(re-presentation)，即可以

表現/介紹自己的面具。藉由重新思考自己是誰，再考慮如何讓別人藉由這個面具認識「你」，

以及你如何觀看這個世界的方式，以形成這次創作的內容。請仔細想想你是誰？思考自己一切

有形及無形的特徵，並且將觀察及思考的結果呈現出來，讓別人更加了解你。 
 

要求 

一、 主題敘述：請先在題目紙背面以200字以內的文字描述你自己，並說明你的設計概念與此

圖的繪製方法。 

二、 圖面繪製：依據概念，繪製出一張面具，以表現最具特色的你。表現媒材與方式不限。 



東海大學建築系 107 學年度個人申請入學及轉系考筆試題目  

考試科目：設計基礎二 

考試時間：13:30-17:30 

MODELING  

 

 1 2 3 4 

A 

    

B 

    

 

 

題目 

請由上方行列中各選取一張圖形，製作一個融合二張圖形特質的 12 x 12 x 12 cm 的立方體。 

藉由閱讀與分析上列圖形在圖像形式與空間結構上的對應關係，此關係可以是幾何形態上的，

也可以是抽象關係的。 
 
 

要求 

一、 主題敘述：請在題目紙背面說明妳/你的設計概念，內容包括「圖形形態解析」與「空間

轉化構思」二個部分，內容可以文字陳述與簡易草圖併用的方式呈現。 
 

二、 注意事項： 

1. 空間轉化一方面可以是形態特徵的直接投射；另一方面也可以是抽象關係或動作機制

的詮釋，不過最終都要講求原有圖案的特色並兼具美感考量。 

2. 使用美工刀時請注意安全，避免受傷，並務必在切割墊上進切割，勿損傷桌面。 

3. 模型不須上色。模型中所有部位之間應確實固定黏著不致輕易鬆動，並且要能固定於

底板上。 

4. 請注意時間控制，不要因設計過於複雜以致時間不足無法完成模型。 

 


